技术指标：
    该设备主要由探针台台体、显微镜系统、CCD、探针座、探针夹具及线缆、探针、真空泵等部分组成。
技术指标：
1) 探针台台体： 4英寸探针台，晶片载台表面平整度≤5μm，可装载Ф100mm晶圆，可分区吸附样品（带3个独立真空开关）；X/Y方向移动距离≥100 mm×100mm，移动精度≤1μm，同轴旋钮方式，单手即可同时操作X/Y移动。探针台卡盘可升降，带有快速升降杆，升降距离6mm。
2) [bookmark: _GoBack]显微镜系统：进口金相显微镜，配置3个物镜，放大倍率20-400倍，带有C-mount接口，可以连接CCD，可升级激光修复系统，150W光纤光源，显微镜可X/Y调节1英寸*1英寸。
3) CCD：500W像素数字式CCD，USB接口，可输出实时图像。
4) 探针座：真空吸附型探针座，探针座X/Y/Z方向移动距离≥12mm×12mm×12mm，移动精度≤1μm，X/Y调节旋钮必须在同侧，重量≥1000克，确保稳定性,共 3个。 
5) 探针夹具及线缆：三轴管式探针夹具，匹配式测试线缆，包含全部IV/CV测试专用转接头，确保能够连接，共三套。
6) 探针：5um镀金探针。
7) 真空泵：抽速为7L/min；
8) 特制屏蔽箱，遮光用。
9) 加工制造该类产品经验>20年

